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See the notice on TED website 471562-2023 - Result
Germany-Neubiberg: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OJ S 149/2023 04/08/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Universität der Bundeswehr München (UniBw M)
National registration number: DE811272995
Postal address: Werner-Heisenberg-Weg 39
Town: Neubiberg
NUTS code: DE21H München, Landkreis
Postal code: 85577
Country: Germany
Contact person: ZV I.3
E-mail: zv13@unibw.de
Telephone: +49 8960042597
Fax: +49 8960044013

:Internet address(es)
Main address: http://www.evergabe-online.de/

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

Main activity
Other activity: Lehre und Forschung

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Spin-Coating-Cluster für diverse Wafer
Reference number: M/HSB1/MT419/EIT2.1_KD

Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Type of contract
Supplies

Short description
Die Universität der Bundeswehr plant im Rahmen des DTEC Projekts die Beschaffung eines 
manuell zu bedienen Spincoating-Clusters zur Aufbringung von lichtsensitiven Schichten 
sogenannten Fotolacken. Die Flexibilität des Gerätes (unterschiedliche Waferformate und 
Beschichtungsmaterialien) und die Qualität der erzielbaren Ergebnisse sind wesentlich.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/471562-2023
mailto:zv13@unibw.de?subject=TED
http://www.evergabe-online.de/
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Im Bereich der Halbleitertechnologie spielt die sogenannte Lithographie eine entscheidende 
Rolle. Dabei werden Strukturen mithilfe eines optischen Systems in eine lichtsensitive Schicht 
geschrieben. Das hier zu beschaffende Spincoating-Cluster besteht aus einem Spin-Coater 
und einer Heizplatte (Hotplate). Dabei wird auf dem Spin-Coater unter 
Rotationsgeschwindigkeit der Fotolack aufgebracht und anschließend auf der Heizplatte 
ausgeheizt. Dies ist notwendig damit der Lack mechanisch und chemisch stabilisiert wird. 
Dabei wir eine hohe Anforderung an Homogenität und Partikelfreiheit der Schicht gelegt. Dies 
ist notwendig da sonst der anschließende Belichtungsprozess zu keinen zufriedenstellenden 
Ergebnissen führt.
Für diesen Vorgang werden hoch präzise Anlagen benötigt, die eine solche Auftragung 
reproduzierbar und flexibel ermöglichen. Zusätzlich muss das Clustertool eine hohe Flexibilität 
in Punkten wie verschiedene Fotolacke, unterschiedliche Substratgrößen und verschiedene 
Ausheizprogramme aufweisen. Aus diesem Grund soll die Bedienung manuell erfolgen. 
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Labor kann nur ein Gerät als Clustertool 
aufgestellt werden.
Neben den prozessrelevanten Details der Anlagen, ist ebenso die sichere Anwendung für den 
Operator zu beachten. Hierbei gilt es zu gewährleisten, dass ein erhöhtes Gefahrenpotential 
durch mechanische, sowie chemische Komponenten ausgeschlossen wird.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Additional CPV code(s)
42000000 Industrial machinery, 42900000 Miscellaneous general and special-purpose 
machinery

Place of performance
NUTS code: DE21H München, Landkreis
Main site or place of performance: Siehe Verzeichnis der Empfängeranschriften

Description of the procurement
Die Universität der Bundeswehr plant im Rahmen des DTEC Projekts die Beschaffung eines 
manuell zu bedienen Spincoating-Clusters zur Aufbringung von lichtsensitiven Schichten 
sogenannten Fotolacken. Die Flexibilität des Gerätes (unterschiedliche Waferformate und 
Beschichtungsmaterialien) und die Qualität der erzielbaren Ergebnisse sind wesentlich. Im 
Bereich der Halbleitertechnologie spielt die sogenannte Lithographie eine entscheidende 
Rolle. Dabei werden Strukturen mithilfe eines optischen Systems in eine lichtsensitive Schicht 
geschrieben. Das hier zu beschaffende Spincoating-Cluster besteht aus einem Spin-Coater 
und einer Heizplatte (Hotplate). Dabei wird auf dem Spin-Coater unter 
Rotationsgeschwindigkeit der Fotolack aufgebracht und anschließend auf der Heizplatte 
ausgeheizt. Dies ist notwendig damit der Lack mechanisch und chemisch stabilisiert wird. 
Dabei wir eine hohe Anforderung an Homogenität und Partikelfreiheit der Schicht gelegt. Dies 
ist notwendig da sonst der anschließende Belichtungsprozess zu keinen zufriedenstellenden 
Ergebnissen führt. Für diesen Vorgang werden hoch präzise Anlagen benötigt, die eine solche 
Auftragung reproduzierbar und flexibel ermöglichen. Zusätzlich muss das Clustertool eine 
hohe Flexibilität in Punkten wie verschiedene Fotolacke, unterschiedliche Substratgrößen und 
verschiedene Ausheizprogramme aufweisen. Aus diesem Grund soll die Bedienung manuell 
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erfolgen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Labor kann nur ein Gerät als Clustertool 
aufgestellt werden. Neben den prozessrelevanten Details der Anlagen, ist ebenso die sichere 
Anwendung für den Operator zu beachten. Hierbei gilt es zu gewährleisten, dass ein erhöhtes 
Gefahrenpotential durch mechanische, sowie chemische Komponenten ausgeschlossen wird. 
(Anl.1)

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 207-590392

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
Spin-Coating-Cluster für diverse Wafer

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
31/05/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/590392-2022


471562-2023 Page 4/4

VI.5.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: SUSS MicroTec Solutions GmbH & Co. KG
Postal address: Ferdinand-von-Steinbeis Ring 10
Town: Sternenfels
NUTS code: DE12B Enzkreis
Postal code: 75447
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Bundeskartellamt-VergabekammerdesBundes
Postal address: VillemomblerStraße76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Internet address: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE
/Vergabekammern.html

Date of dispatch of this notice
31/07/2023

mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html

